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(57) Abstract: The device comprises at least two coaxial wave guides (4), each consisting of a central conductor (1) and an external 
conductor (2) to supply microwaves to a treatment chamber, characterised in that at least the two electromagnetic wave injection 
guides (4) are combined with a magnetic circuit (21-22) extended in one direction, said magnetic circuit surrounding the wave 
guides (4), creating a magnetic field capable of creating an ECR condition near said wave guides. 
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TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, Publiee : 
KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG). — rapport de recherche internationale (Art. 21(3)) 

Le dispositif comporte au mo ins deux guides d'onde coaxiaux (4) constitues chacun d'un conducteur central (1) et d'un conducteur 
exterieur (2) pour amener des micro-ondes dans une chambre de traitement, caracterise en ce qu'au moins les deux guides d'injec-
tion d'ondes electromagnetique (4) sont combines avec un circuit magnetique (21-22) allonge dans une direction, ledit circuit ma­
gnetique entourant les guides d'onde (4) en creant un champ magnetique apte a realiser une condition de RCE a proximite desdits 
guides d'onde. 


